


































































专利名称(译) 显示基板及其制造方法，显示面板和显示装置

公开(公告)号 US20200075878A1 公开(公告)日 2020-03-05

申请号 US16/556329 申请日 2019-08-30

[标]申请(专利权)人(译) 成都京东方光电科技有限公司
京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 成都京东方​​光电科技有限公司.
京东方科技集团股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 成都京东方​​光电科技有限公司.
京东方科技集团股份有限公司.

[标]发明人 JIANG NI
WU XIAOHUI

发明人 JIANG, NI
WU, XIAOHUI

IPC分类号 H01L51/50 H01L51/00 H01L27/32

CPC分类号 H01L27/3244 H01L51/5064 H01L51/5012 H01L51/508 H01L51/0097 H01L51/5056 H01L51/56 H01L51
/5072 H01L51/5246 H01L2227/323 H01L2251/5338

优先权 201811016561.5 2018-08-31 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本公开公开了一种显示基板及其制造方法，显示面板和显示装置。 所述
显示基板包括：基底基板；以及在所述基底基板上的显示单元；以及显
示单元。 每个显示单元包括：阳极，空穴传输层，电致发光层，电子传
输层和阴极，它们全部依次叠置。 在空穴传输层和电子传输层中的至少
一个的表面上设置有多个纳米沟槽，该纳米沟槽与电致发光层接触。 并
且任何两个相邻的纳米凹槽之间的距离为纳米量级。 本公开可用于提高
显示单元抵抗弯曲的能力并且防止显示单元由于弯曲过程而破裂。
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